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(54) VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER STRUKTURIERTEN OBERFLÄCHE

(57) Es wird ein Verfahren zur Erzeugung einer de-
korativen Oberfläche auf einem Werkstück (1) mit fol-
genden Schritten offenbart:
- Zuführen (S10) des Werkstückes (1), das mit einer flüs-
sigen Schicht (2) beschichtet ist, zu einer digitalen Druck-
station;
- Aufbringen (S12) eines Mittels, das dazu ausgebildet
ist, elektromagnetische Strahlung zumindest teilweise zu
absorbieren, zumindest auf eine Teilfläche der Oberflä-

che der flüssigen Schicht (2), oder welches in Kontakt
mit der Oberfläche ein Reaktionsprodukt entstehen lässt,
das derart beschaffen ist, dass es elektromagnetische
Strahlung zumindest teilweise zu absorbieren vermag;
- Bestahlen (S14) der Oberfläche der flüssigen Schicht
(2) und des Mittels mit elektromagnetischer Strahlung.
Ferner wird eine Vorrichtung (18) zur Durchführung die-
ses Verfahrens offenbart.
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